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摘要(译)

本发明提供一种掩模板组件，一种制造电致发光层的方法，一种显示面
板及其驱动方法。掩模板组件包括第一颜色掩模板，第二颜色掩模板和
第三颜色掩模板，每个颜色掩模板具有多个矩形开口。第一彩色掩模板
的第一开口和第二彩色掩模板的第二开口在行方向上具有长度，其基本
上是行方向上第三彩色掩模板的第三开口的两倍。当各个掩模板彼此对
准时，第一开口，第二开口和第三开口以第一开口，第三开口，第二开
口和另一个第三开口的顺序交替布置。
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